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摘要(译)

一种薄膜沉积设备，包括薄膜沉积组件，所述薄膜沉积组件包括：沉积
源，其排出沉积材料;沉积源喷嘴单元，设置在沉积源的一侧，并包括沿
第一方向排列的多个沉积源喷嘴;图案化缝隙片，其与沉积源喷嘴单元相
对设置，并包括沿第一方向排列的多个图案化缝隙;挡板组件，包括多个
挡板，挡板沿第一方向设置在沉积源喷嘴单元和图案化缝隙板之间，并
将沉积源喷嘴单元和图案化缝隙板之间的空间分隔成多个子板 - 沉积空
间，其中每个阻挡板与图案化缝隙片分离。
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